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CERTIFICADO

O Diretor Geral da Faculdade SENAI/CETIQT, nos termos da resolucao CNE/CES n° 1 de 8 de
. junho de 2007, certifica que Valéria Boelter concluiu com aproveitamento o curso de Pés-
- graduacdo Lato Sensu em Design de Estamparia, nivel Especializacdao, com 387 horas-aula,

- realizado no Rio de Janeiro — RJ, no periodo de 27 de fevereiro de 2010 a 16 de dezembro de

|| 2010.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
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Nome do aluno: VALERIA BOELTER
Naturalidade: RIO GRANDE DO SUL

Curso: Pos-Graduacgao Lato Sensu em Design de Estamparia
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HISTORICO ESCOLAR

Data de Nascimento: 1/8/1972
Total de Horas-Aula: 387h

CETIQT

Periodo: 27/02/2010 a 16/12/2010

Coeficiente de Rendimento: 8.30

Média Final

Disciplina Docente Responsavel Titulagdo / Instituicdo H/A |Fregiiéncia
Integragdo Maria Leonor G. Delmas Mestre em Educagao / Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro 03h 100% Aprovado
Analise e Reconhecimento de Mat. Téxteis |Andre Fernandes Vieira Peixoto Mestre em Ciéncia e Tecnologia de Polimero/ UFR] 24h 100% 7.0
Antropologia do Consumo Solange Riva Mezabarba Mestre em Antropologia / Universidade Federal Fluminense 24h 75% 8.0
Arte e Estampas Pedro Duarte de Andrade Mestre em Filosofia / Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro 24h 87% 10.0
Comunicagdo Visual Aplicada Luciana Montenegro Pereira Mestre em Design / Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro 0%h 84% 9.0
Cor na Estamparia Paloma Oliveira de C. Santos Mestre em Histdria Social da Cultura/ Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro 24h 75% 7.1
D?Egn Estratégico ) Thais Leticia Pinto Vieira Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro 18h 100% 9.3
Design e Estampas Sérgio Luis Sudsilowsky Ferreira  |Mestre em Design / Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro R 18h 100% 7.0
Design e Padronagem para Estampas Cecilia Souza de Carvalho Especialista em Desenvolvimento de Produto / Fashion Institute of Technology 30h 80% 8.7
Empreendedorismo e Negdcios Alberto Henrique Amorim Mestre em Economia Empresarial / Universidade Candido Mendes 18h 83% 7.0 B
Introdugdo ao Processo Criativo no Design |José Federico Hess Valdes Mestre em Design/ Royal College of Art 09h 100% 9.0
Laboratdric CAD para Estampa [ Rosa Licia de Almeida Silva Especialista em Computacgio Gréfica e Multimidia / UER) 30h | 80% 9.0
Laboratdrio CAD para Estampa I Sérgio Luis Sudsilowsky Ferreiral Mestre em Design / Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro 30h 100% 9.0
Marketing Estratégico Paulo Cesar Lopes Pereira Doutor em Engenharia de Producao/UFRJ 18h 83% 7.0
Metodologia do Trabalho Cientifico Luciana Montenegro da S. Pereira |Mestre em Design / Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro 18h 100% 8.0
Processos e Aplicacies em Estamparia Leonardo Garcia Mendes Mestre em Engenharia de Produgdo / Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro 30h 100% 7.0
Processos de Criacao para Estampas Sonia Maria Volpini Especialista em Educagao no Ensino Superior e Técnico / CEFET 30h 90% 10.0
Projeto de Estampas Monica de Queiroz F. Aradjo Doutora em Arquitetura / Universidade Federal do Rio de Janeiro 30h 80% 8.5
Trabalho de Conclusdo do Curso: Havaianas estampando seus pés: um estudo do processo criativo das estampas das sandalias Havaianas 9.0

Renato Teixeira da Cunha
Diretor de Educagao e Tecnologia
Faculdade SENAI/CETIQT

Diretor Geral
Faculdade SENAT/CETIQT
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